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Sposéb zagtebiania w gruncie obiektéw fundamentowych

Przedmiotem wynalazku jest podcisnieniowy sposéb zagtebiania w gruncie obiektéw fundamentowych
takich, jak studnie, osadniki, szalowania, pale itp. i obciaZania ciénieniem zewngtrznym obiektéw zapuszczanych
w grunt. '

- Dotychczas wszystkie obiekty zapuszczane sa w grunt sposobami wiercenia, kopania lub wbijania. Sposoby
te stosuje si¢ przy wykonywaniu szybéw, studni, filaréw i pali.

Przy wszystkich tych sposobach uzywa si¢ sprzetu stuzacego do mechanicznego pokonywania oporéw
gruntu przy jego odspajaniu i wydobywaniu na powierzchni¢ jak réwniez dla jego odksztatcenia przy wbijaniu
pali.

Niedogodnoscig tych wszelkich sposobéw fundowania jest konieczno$é posiadania sprzetu cigzkiego jak
kafary, wiertnice, kesony, wyposazenia kesonéw, koparki, itp.

Celem wynalazku jest pograzanie elementéw szybéw, osadnikéw, studni, pali, szalowari itp. bez potrzeby
stosowania wymiennego sprzetu cigzkiego, a jedynie przy uzyciu sprzgtu lekkiego matej mocy.

Zadaniem wynalazku jest przy pograzaniu wykorzystanie do wspétpracy cisnienia atmosferycznego oraz
cisnienia sptywowego w gruntach nawodnionych.

Cel ten zostal osiagniety przez szczelne przykrycie pokrywa przestrzeni miedzy Scianami pograzanych
elementéw i wywotanie w przestrzeni pod przykryciem cignienia nizszego od atmosferycznego Efekt dziatania
réznicy cisniefi jest tym wiekszy im powierzchnia pograzanego elementu jest wigksza. Pograzanie sposobem
podcisnienia daje takie korzysci, ze pozwala stosowaé do pograzania sprzet lekki lub §redni zamiast sprzetu
cigzkiego, a poza tym ulatwia pograzanie w grunt obiektéw duzych $rednic lub duzych przekrojéw.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadach wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia studni¢ 1 o duzej $rednicy w przekroju osiowym przykryta konstrukcja nosna 2, na ktérej jest umieszczone
elastyczne przykrycie uszczelniajace 3. Studnia ta zostata ustawiona na powierzchni terenu powyzej lustra wody
gruntowej. Wnetrze studni 1 jest potaczone z pompg prézniowa lub ssawa rotacyjng 4 ustawiong na powierzchni
studni.

Fig. 2 przedstawia studni¢ 5 o duzej $rednicy w przekroju osiowym, ustawiong na dnie rzeki lub jeziora ze
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szczelna konstrukcja nosng w ksztalcie pokrywy 6 opuszczong do poziomu wody wewnatrz studni. Do spodu
opuszczonej pokrywy 6 przymocowana jest zatapiana pompa wodna 7 z wylotem 8 wypuszczonym nad pokrywe
6 oraz kablem elektrycznym 9 wyprowadzonym szczelnie na zewnatrz studni 5.

Zmontowang i przedstawiona jak na fig. 1 studni¢ 1 zapuszcza si¢ w grunt po nalaniu wody lub cieczy
wokét studni. Woda ta stanowi uszczelnienie utrudniajace przedostawanie si¢ powietrza porami gruntu pod
nozem studni 1. Dla poprawy uszczelnienia wlewa si¢ réwniez wodg do $rodka obiektu.

Po uruchomieniu ssawy 4 lub pompy préZniowe;j cisnienie atmosferyczne nad studnig zaczyna dociskaé
studni¢ do gruntu, poniewaz wewnatrz studni brak jest ci$nienia réwnowazgcego cisnienie atmosfery czne. Niedo-
bér ciénienia wewnatrz studni umozliwia rozluZnienie gruntu w ptaszczyZznie dna studni, poniewaz woda grunto-
wa powoduje sufozj¢ w czasie ruchu do wnetrza studni. Docisk studni przez ci$nienie atmosferyczne i cigzar
wtasny oraz rozluZnienie gruntu w jej spodzie powoduja ruch studni ku dotowi (pograzanie si¢) tym szybsze, im
wywotlane réznice ciénieri sa wigksze iim stosunek powierzchni w ptaszczyZnie noza studni do jej obwodu jest
wiekszy.

Pograzona w ten sposéb w gruncie studme do zaprojektowanej gtebokosci mozna péZniej wybagrowaé
dowolnym z ogélnie znanych sposobéw.

W podobny spos6b mozna zagtebiaé studni¢ lub inne konstrukcje scienne jak zostato to przedstawione na
fig. 2.

Ustawiong konstrukcje S z wyzej opisang instalacja zagtebia si¢ w dme zbiornika wodnego po uruchomie-
niu pompy wodnej 7, ktéra pompuje wod¢ z pod pokrywy 6 nad pokrywe. W ten sposéb powstaje znaczne
podcisnienie w przestrzeni nad dnem studni, poniewaz pompa wodna tatwo je wywotuje w niesciliwym osrodku
wodnym. Przepompowywana woda nad pokrywa 6 nie tylko obcigza studnie lecz takze powoduje polepszenie
szczelnosci pokrywy. Dziatanie sit pionowych to znaczy cisnienia atmosferycznego, pompowanej wody i ci¢zaru
wlasnego studni wttaczaja studni¢ w grunt, podczas gdy cisnienie sptywowe wody gruntowej rozluznia grunt
pod krawedziami dennymi studni, utatwiajac jej pograzanie i napetnianie gruntem. Po osiagnigciu planowanego
pograzenia studni 5 urzadzenia pokrywy 6 mozna unies¢ do gdry, az do powierzchni wody, a po zamocowaniu
i uszczelnieniu ich ponownie pograzaé glebiej Sciany studni 5.

Odmiana sposobu pograzania studni moze byé wykonywana przez zestaw dwu pomp wodnej i préZniowe;j,
to znaczy, Ze pograzanie mozna kontynuowac jednoczesnie za pomoca pompy prézniowej i wodnej, jezeli pod
pokrywa 6 znajduje si¢ oprécz wody takze powietrze.

Zaleta rozwigzania wedtug wynalazku jest wykorzystanie przy pograzaniu do wspétpracy podciénienia
wewnatrz studni oraz ciénienia sptywowego w gruntach nawodnionych, co pozwala na uzycie przy pograzaniu
sprzetu lekkiego matej mocy i co przyspiesza znacznie czas pograzania.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb pograzania w gruncie obiektéw fundamentowych jak elementéw szybéw, osadnikéw, studni,
pali, szalowan, itp., znamienny tym, Ze przykrywa si¢ szczelnie przestrzeri migdzy $cianami pograzanych elemen-
téw i powoduje w przestrzeni pod przykryciem cisnienie mniejsze od atmosferycznego.

2. Sposéb pograzania wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze w celu wywolania cinienia sptywowego
w gruncie nie nawodnionym ponizej dolnej krawedzi elementéw pograzanych, wokét obiektu pograzanego (1)
nalewa si¢ wode lub inng ciecz lub wlewa si¢ wode¢ takze do $rodka obiektu.

3. Odmiana sposobu wedtug zastrz. 1, 2, znamienna tym, ze zmniejszone ciénienie wewnatrz obiektu
przykrytego pokrywa (6) wytwarza si¢ jednoczesnie dwoma urzadzeniami ssacymi to jest pompa powietrzng
i pompa wodna w przypadku kiedy pod pokrywa jest takie przestrzen powietrzna. :
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